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Wyk. Cw. Lab. Proj. Sem. Inne Suma godzin
W semestrze
15 0 15 0 0 0 30

Po zakonczeniu zaje¢ student bedzie:

Potrafit budowac aplikacje korzystajace ze technologii XML-RPC, Hessian oraz Burlap
Potrafit modelowac oraz wykorzystywac¢ modele biznesowe w oparciu o standardy BPEL oraz
BPMN

Potrafit budowac¢ aplikacje korzystajgce z technologii Web Services

Potrafit budowac aplikacje rozproszone wykorzystujace standard JMS

Umiejetnos¢ programowania obiektowego w jezyku Java, podstawowa znajomos¢ baz
danych oraz technologii XML

Wykitad:

Architektura aplikacji rozproszonych

Podstawowe techniki aplikacji rozproszonych: XML-RPC, Hessian, Burlap

Zastosowanie Web Services do tworzenia aplikacji rozproszonych

Wykorzystanie standardu JMS do budowania aplikacji rozproszonych

Modelowanie rozproszonych proceséw biznesowych za pomocg standardéw BPMN oraz BPEL

Cwiczenia laboratoryjne:

Aplikacje rozproszone z wykorzystaniem technologii XML-RPC, Hessian oraz Burlap
Aplikacje rozproszone wykorzystujace technologie Web Services

Budowanie aplikacji rozproszonych sterowanych komunikatami (JMS)

Modelowanie procesow biznesowych z wykorzystaniem modeli BPMN za pomoca silnika
JBPM oraz Jboss Drools

Modelowanie proceséw biznesowych za pomocg modeli BPEL

ocena z kolokwium wyktadowego oraz ocena postepow pracy w laboratorium

Materiaty wyktadowe
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